














专利名称(译) 在OLED面板上形成非光敏像素限定层的方法

公开(公告)号 US20030157740A1 公开(公告)日 2003-08-21

申请号 US10/391606 申请日 2003-03-20

[标]申请(专利权)人(译) 铼宝科技股份有限公司

申请(专利权)人(译) 铼宝科技股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 铼宝科技股份有限公司

[标]发明人 LU TIEN RONG
CHANG YIH

发明人 LU, TIEN-RONG
CHANG, YIH

IPC分类号 H01L27/32 H01L21/00

CPC分类号 H01L27/3283 H01L51/5206 H01L27/3295 H01L51/5212

优先权 089107925 2000-04-26 TW

其他公开文献 US6777256

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种用于在OLED面板上形成像素限定层的方法。本发明的用于在
OLED面板上形成像素限定层的方法，包括以下步骤：（A）提供基板; 
（B）在所述基板上形成平行条纹的多个第一电极; （C）在所述基底上
涂覆一层非光敏聚酰亚胺或聚酰亚胺前体组合物; （D）首先预烘烤所述
基质; （E）在所述非光敏聚酰亚胺或聚酰亚胺前体组合物层上涂覆一层
光致抗蚀剂组合物; （F）第二次预烘烤所述基质; （G）通过将所述基板
暴露于掩模辐射并显影所述光刻胶来形成所述光刻胶的图案; （H）蚀刻
所述非光敏聚酰亚胺或聚酰亚胺前体组合物的所述层以形成图案化的聚
酰亚胺或聚酰亚胺前体组合物; （I）释放或剥离所述光刻胶组合物的所
述图案化层; （J）用图案化的非光敏聚酰亚胺或聚酰亚胺前体组合物烘
烤所述基板，以形成所述像素限定层。
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